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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 11145:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 „Optics and 
photonics“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 123 „Laser und Photonik“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. Das zuständige nationale Normungsgremium ist der 
Arbeitsausschuss NA 027-01-18 AA „Laser“ im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 11145:2008-11 wurden folgende Änderung vorgenommen: 

a) In 3.53 wurde die Definition für relatives Intensitätsrauschen überarbeitet und eine Gleichung hinzugefügt. 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 60825-1, Sicherheit von Lasereinrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen 

DIN  EN ISO 11146-1, Laser und Laseranlagen — Prüfverfahren für Laserstrahlabmessungen, 
Divergenzwinkel und Beugungsmaßzahlen — Teil 1: Stigmatische und einfach astigmatische Strahlen 

DIN EN ISO 11670, Laser und Laseranlagen — Prüfverfahren für Laserstrahlparameter — Strahllagestabilität 

DIN EN ISO 15367-1, Laser und Laseranlagen — Prüfverfahren für die Bestimmung der Wellenfrontform von 
Laserstrahlen — Teil 1: Begriffe und grundlegende Aspekte 
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